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を図１に示す。今回開発したITO－X膜は、現行材料の

中でも赤外領域の透過率の高いITO（SnO2：5重量％）

膜と同等の抵抗を維持しつつ、波長800nm以上の赤外

領域でさらに高い透過率を示している。また、温度

85℃－相対湿度85％の環境下での信頼性試験の結果、

極めて高い信頼性を有すること9－【－ �



このような特性を有するZAO－X膜は、薄膜シリコ遵 ろ 総 藴 十九 ゴ て ∵
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